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(54) Elektrografickd ofsetova matrice

Elektrografickéd ofsetova matrice na
bazi hydrofilnich polymerl na papirové
nebo laminované podlozce dosahujici vyso-
kych tiskovych ndkladi. MoZnost popisové-
ni matrice psacim strojem nebo propisova-
ci tuZkou. Papirova nebo laminovana pod-
loZka obsahuje v povrchové tiskové vrstve

- polymer kyseliny celulosoglykolové, nebo
sul tohoto polymeru s vjyhodou alkalické~
ho koyu nebo amonia, pPfidemZ polymeradni
gtupen lezi v oblasti 200 aZ 1.500 jedno-
tek monoméru. Zpracovini matrice nepFimym
elektrografickym tiskem obvykle za pou-
#iti selenového vélce nebo Zn0O masteru.
Aktivace pro ofsetovy tisk se provadi zie-
dénymi roztoky, obsahujicimi kyselinu fos-
forednou. .
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Vyndlez se t¥kdé elektrografické ofsetové matrice na bazi
hydrefilnfch polymerd na papirové nebo laminované podloZce.
Matrice umo?nuje dosaZeni vysokych tiskovych nékladd procesem
ofsetového tisku p¥i velmi dobré kvalitd vytiskdl.

Je zndmo vyuZitf elektrografickych ofsetovych matric na
bédzi Zn0, kde na vrstv& fotopolovodile je vytvofen hydrofobni
obraz tvoﬁeny préskovou termoplastickou vyvojkou. M{sta nepokry-
té vyvojkou jsou hydrofilisovéna specielnimi leptacimi roztoky,
na p¥iklad na bdzi chloridu Zelezitého nebo ferrokyasnidu amonného.
- Tyte matrice podle kvality pou?ité podloZky a tiskové vrstvy
dosahujf{ ndkladd v rozsahu 50 a{soo k8 vytiskd. Jejich p¥{iprava
je obvyklé a b&Zndé na kopfirovacich strejich pro pr¥{imé elektro-
grafické zobrazeni. Jejich vyuZit{ pro kopirovaci stroje p¥eno-
sové, kde tiskovym prvkem je piedeviZi{m selenovy védlec nebo 2Zn0O
master; je sice moZné, ale z divodd ekonomickych se nevyuZivé.
Pro pFenosové elektrografické kopirovaci stroje je znémé pouZiti
elektrografickych ofsetovych matric na bézi hydrofilnich polyme-
ri. Zékled téte matrice tvor{ papirové, nebo vhodn® laminovand
podleoZka s dostate&nou odolnostf proti vlivu vodylrespektive
vodnych roztokd pouZivanych p¥i ofaetovém tisku. Vliastni tiskové
vrstva je tvofena organickyd hydrofilnim polymerem, nebe vhodnou
sm&s{ polymerd. B&Zn& je zde vyuZivén polyvinylalkohel s riznym
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obsahem acetétovych skupin, polyvinylacetdt, vederozpustné skrylé-
tové pryskyrice, rozpustny Zkrob, kasein, Zelatina v&etn¥ polymeri,
sodné soli derivdtd kyseliny abietové. Tyto prysky¥ice se nan#éfeji
obvykle jako vodné rozteky bud samestatn¥, nebo ve sm&sich s vhod- |
nymi pigmenty, z nich¥ lze uvést pifedevZ3im uhliditan vépenaty, lito-
pon a podobn&. Na tekto pripravenou matrici je nep¥imym elektro-
grafickym postupem nejlast¥ji pomoci{ selenového vélce,nanesen

obraz tvereny hydrofobni termoplastickou pré8kovou vyvojkou.

Fixace obrazu na povrchu matrice je provedena bud zatavenim infra-
Zervenym zéYenim, pr¥ipadn¥ pomoc{ tlakovych vdlcd p¥i pouZit{
specielnich monokomponentovych tonerd. Tékto pfipravend metrice

je konvertovéna /zcitliv&na/ obvykle roztokem kyseliny fosforelné,
ktery jednak sniZuje rozpustnost hydrofilnfho polymeru na povrchu
matrice, ktery neni zakryt tiskem a jednak tento povrch aktivuje.
Aktivace spolfvé v hydrataci polérnfch skupin polymeru, které pak
zvygujf svoji odpudivost pre olejovou tiskovou barvu. Naproti to-
pu obraz tvoreny hydrofobnim termoplastem tuto barvu snadne pFiji-
mé a prendsf.

Na vlastnf tiskowou vrstvu je kladena Pada poZadavkdl, které
nejsou ve v3ech pripadech plniny a je obtiZné je dosdhnout. NejvEt3im
problémem je nizké stabilita hydrofiln{ vrstvy polymeru v prib&hu
tisku, kdy tato vrstva byvé postupn& naruSena, coZf zpisob{ vznik
a pfenos 3umu /zévoje/. Daliim problémem, ktery se dosud nepodaii-
lo vyresit)je t.zv. podleptévéni obrazevych Zésti zvldEtZ ve sla-
bfch linifch. Je to zplsobeno nedostatelnou pevnostf hydratova-
ného polymeru vrstvy, coZ umoZnuje postupné odtrhédvéni jemn&j3fch
obrazovych &4st{ v prib&hu tisku.

Byla nyn{ nalezena a je predm&tem tohote vyndlezu elektro-
grafickd ofsetovd matrice,vyznalend tim, Ze papirovéd nebe lamine-
vanéd podleo¥ka ebsahuje v povrchové tiskové vrstv& polymer kyseliny
celulesoglykolové, nebo sil tohete polymeru s vyhedou alkalického
kovu nebo amonia, piilemi polymeralnf stupen le?{ v oblasti 200
a% 1.500 jednetek monoméru.

Sedné nebo draselnd sil kyseliny celulosoglykelevé /pi¥{padn&
rovnd% sil amenné/ jsou ve vod¥ dobie rozpustné. Vliastnf kyselina

a déle soli Cr,Ag,Fe,Pb,Zn,Al,Ba a Sn jsou ve vods nerozpustné.
Na podloZku se tedy nané3{ v&t3inou rozpustné, nebe rozpustnéj&{
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formy kyseliny, t.j. pfedeviim alkalické soli. Sni%enf rezpust-
nosti je pak dosaZeno pred vlastnim tiskem prevedenim na volnou
~ kyselinu celulosdglykolovou nebo jinou nerozpustnou sil reakef
se zcitlivujfcim nebo vlih&{cim roztokem pfi vlastnim tisku,.
Nerozpustn& forma kyseliny celulosoglykolové p¥i pelymeralnim
stupni v rozsahu 200 (% 1.500 jednotek monoméru se vyznaluje ve
své hydratované form& jednak vysokou hydrofilitou a velkeu pev-
nostf{ vZetn& odolnosti proti otdru. Vrstvy takto pr¥ipravené se
vyznaluji jednsak vysokymi tiskovymi néklady p¥i nulevém nebe jen
velmi nepatrném prenosu Zumu. Podleptévéni slabych tiskovych miat
je zcela zanedbatelné, V souladu s predm&tem vyndlezu je plné&ni
tohoto polymeru riznymi typy pigmentd pro dosaZeni poZadované
struktury povrchu, ddle plestifikace vrstvy,na pffklad prisadou
glycerinu nebo glykolu a podobné&. V souladu s predmétem vyndlezu
je rovnd% p¥f{mds jinych vy3e uvedenych hydrofilnich polymerd
k zdkladnimu polymeru kyseliny celulosoglykolové nebo k jej{
soli.

Pf{klad provedeni : Na papirovou podloZku o plofné hmotnosti
9c»m§100 g/nz, kteréd je upravena proti vsakovdni vody na p¥fklad
laminovénim, je nanesena nésledujic{ tiskové vrstva : 100 ml vody
deienisevané, ddle 7 g sodné soli kyseliny celulosoglykolové
o polymeradnim stupni 500 de’ 600 jednotek monoméru se rozpusti
pfi tepletd 80°C. Po ochlazenf na cca 30°C se pH upravi na hed-
notu 5,0 4;5,3 a polévéd se vydatnostf 6 aeVY g/l2 /sudina/.

Po usu¥eni se na matrici systémem neprimé elektrografie nanese
obraz tvoreny pré3kovou termoplastickou vyvojkou. Zcitliv&n{

k tisku se provede pret¥enim roztokem, ktery obsahuje 40 % gly-
cerinu, 4 % polyetylenglykolu, prifemZ pH reztoku je upravene
kyselinou fosfore&nou na 3,1.&;3,4. Pro vlhien{ se pouZije téheZ
roztoku nareddného destilovaneu vodou v poméru 1:5. Tisk se
provéd! na maloofsetovych strojich na obylejny papir.

Elektrografickou ofsetovou matrici podle vyndélezu lze
vyu?it pro rozmnoZovén{ v primyslu, knihovndch, Z&kelstvi a podobné.
Mimo elektrograficky zplsob pFipravy matrice pro tisk je meZné
vyuZit dal3{ obvyklé zpiseby na priklad ps-c{ stroj se specielnf
péskeu, mastné a propisovac{ tuZky a podobné.
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Elektrografickéd ofsetovéd matrice,tvorené papirovou
nebo laminovanou podloZkou a tiskovou vrstvou, vyznalend
ti{m, %e podloZka obsahuje v povrchové tiskové vrstvé& poly-
mer kyseliny celulosoglykolové nebo sUl tohoto polymeru
S ﬁYhodou alkalického kovu nebo amonia, priéem? polymeral-
ni stupen lez{ v oblasti 200 aZ 1 500 jednotek monomeru.
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